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摘要(译)

本发明提供一种有源矩阵基板的制造方法，包括以下步骤：通过在层叠
结构上形成第一光敏树脂图案（PR），在玻璃基板（2）上形成层叠结
构，选择性地形成层叠结构图案，以及通过使用第一光敏树脂图案
（PR）选择性地形成层叠结构图案，该层叠结构包括金属层（扫描信号
线（11）材料），栅极绝缘层（30）和半导体层（31， 33）（晶体管材
料）;通过用氟气干法蚀刻来氟化第一光敏树脂图案（PR）的表面;将涂
覆型透明绝缘树脂（60）涂覆到玻璃基板（2）上以填充层压结构图案中
的空间;并去除氟化的第一光敏树脂图案（PR）。这使得能够在有源矩阵
衬底制造工艺中利用单个掩模工艺形成扫描信号线和半导体层。
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